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Ⅰ.当社の特徴
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フェノール誘導品

(中間原料)

石油化学
メーカー

本州化学工業 顧 客
樹脂メーカー

フォトレジストメーカー
医薬品メーカー

樹脂

フォトレジスト

医薬品

フェノール

メタパラクレゾール

顧客から頼りにされる製品

 開発パートナーとしての関係

歴史的経緯と基盤技術の蓄積から

フェノール誘導品の合成が得意

三井化学の関係会社として良好な関係

フェノール誘導品に特化

「コア製品」を見出し、育成、強化・拡大を図っていく

最終製品向けの中間原料を供給
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1914年11月

 
会社設立（由良精工合資会社）

1915年

 
2月

 
合成フェノールの製造開始

1961年

 
3月

 
ビスフェノールＡの製造開始

1971年

 
1月

 
トリメチルフェノール（ビタミンＥ原料）の製造開始

1988年

 
4月

 
ビスフェノールＡ事業を旧・三井石油化学工業（株）に譲渡

1990年

 
6月

 
フォトレジスト材料の生産開始

1991年

 
3月

 
ビフェノールの製造開始

2004年12月

 
Ｈｉ－Ｂｉｓ社（特殊ビスフェノール）の営業開始

2008年

 
2月

 
ビスフェノールＦ製造設備増設

フェノール誘導品事業の展開
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次の条件を満たす製品をコア製品と位置付け

・成長する市場がある

・独自技術が活用できる

・世界において高いマーケットシェアを有している

◆ビフェノール（液晶ポリマー原料）

◆フォトレジスト材料

◆クレゾール誘導品（トリメチルフェノール等）

◆特殊ビスフェノール（高機能樹脂原料）

コ ア 製 品
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Ⅱ.０８／３期  実  績Ⅱ.０８／３期  実  績
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０８／３期の事業環境

クレゾール誘導品

特殊ビスフェノール

ビフェノール

フォトレジスト材料

米国での競合メーカーと

 の競争激化

原材料価格高騰

欧州向け：需要堅調

中国向け：期後半より

需要回復

ＩＴ関連機器

デジタル家電

国内需要堅調
半導体の需要

 伸び悩み

海外ユーザーでの在庫

 調整による需要減退
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０８／３期コア製品の販売状況

部

 門
コア製品 販 売 状 況

高

機

能

樹

脂

原

料

ビフェノール

国内：需要の伸長により販売は概ね堅調に推移

 （売上高は前期に比べ増加）

輸出：競合他社との競争激化により不調

特殊ビスフェノール
ユーザー側での在庫調整による需要減退により、バイエル社向け

 販売が不調

高

機

能

化

学

品

フォトレジスト材料 半導体の需要低迷により、販売が伸び悩み

クレゾール誘導品

（トリメチルフェノール）

欧州向け：好調を維持

中国向け：＜前半＞環境保全規制強化に対応したユーザーでの

 生産調整により減販

＜後半＞需要回復により堅調な推移
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ト ピ ッ ク ス

★ビスフェノールＦ（特殊エポキシ樹脂材料）プラントの増強

〔目的〕

 
特殊エポキシ樹脂の需要拡大に対応するため

〔内容〕

 
０８年２月

 
年間生産能力を２０００㌧から４０００㌧に倍増

◆ビスフェノールＦを用いた特殊エポキシ樹脂の用途等

＜特

 
長＞

 
優れた加工性、金属接着性

＜用

 
途＞

○ノンハロゲンタイプの難燃性積層板

 薄型テレビ、Ｈｉｇｈ－Ｅｎｄ携帯電話
○粉体塗料

 大口径の耐震性水道鋳鉄管内面コーティング

 （従来のモルタルコーティングの代替）

＜需

 
要＞

 
環境・衛生ニーズに対応した製品として需要急増中

-10-
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０８／３期
 

連結業績概要

０７／３期

金額 対売上比

売 上 高 19,011

経常利益 1,943 10.2％

当期純利益 982 5.2％

１ 株 あ た り

 当期純利益
85.48円

０８／３期

金額 対売上比 対前期比

19,430 +2.2％

1,703 8.8％ ▲12.4％

767 3.9％ ▲21.9％

66.80円

＜単位：百万円＞

-11-
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23.5 22.2

100.1 108.3

19.7 20.1

43.646.7

0

50

100

150

200

250

07/3期 08/3期

億円

高機能化学品

+8.2%

売 上 高（連結）

売 上 高

対前期比 +2.2%

変動要因

価格差 8.0億円

数量差 ▲3.8億円

合 計 4.2億円

本州化学

その他化成品

+1.8%

高機能樹脂原料

▲6.2%

Ｈｉ－Ｂｉｓ

コア製品の需要動向

ビフェノール

特殊ビスフェノール

フォトレジスト材料

クレゾール誘導品

-12-

190.1

 
194.3
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13.0 13.1

6.9

19.4
17.0

6.4

0

10

20

30

連結 個別 連結 個別

億円

07/3期 08/3期

対前期比率

 
連結：

 

▲12.4%

 

本州：

 

+0.9%

経常利益（連結）

本州化学

Ｈｉ－Ｂｉｓ
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7.6
8.3

2.2

2.7

9.8

7.6

1.7

2.2

0

5

10

15

連結 個別 連結 個別

億円

07/3期 08/3期

対前期比率

 
連結：▲21.9%

 

本州：+8.9%

純 利 益（連結）

-14-

本州化学

Ｈｉ－Ｂｉｓ

少数株主の持ち分
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124.0 125.7

103.4
115.3

99.8 105.5

52.0
62.5

59.8
57.2

15.7 15.7

0

100

200

300

固定資産

流動資産

自己資本比率

43.9%

 
→

 
43.8%

Ｄ ／ Ｅ

52.2%

 
→

 
59.2%

億円

07/3期

 
08/3期

 資 産

貸借対照表（連結）

07/3期

 
08/3期

 負債・資本

少数株主

借入金

負債・その他

資 本
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項　　　目 ０７／３期 ０８／３期

Ⅰ．営業活動によるキャツシュフロー 2,286 2,290

Ⅱ．投資活動によるキャッシュフロー ▲1,359 ▲2,555

Ⅲ．財務活動によるキャッシュフロー ▲998 627

キャッシュフロ－（連結）
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-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

＜単位：百万円＞

営業活動ＣＦ

 

投資活動ＣＦ

 

財務活動ＣＦ

０６/３期

 

０７/３期

 

０８/３期

 

０６/３期

 

０７/３期

 

０８/３期

 

０６/３期

 

０７/３期

 

０８/３期



Copyright © 2008 Honshu Chemical Industry Co.,Ltd.

≪独自技術で未来を拓く Finechemical Specialist≫

205.7

216.0 215.4

227.4

241.1

154.5
160.6

171.8

190.1
194.3

4.6

8.4

15.0

17.0

19.4

0

50

100

150

200

250

300

04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期

0

5

10

15

20

25

30

売上高

総資産

経常利益

億円（売上高・総資産）

売上高・総資産・経常利益の推移（連結）

２００７年度

売上高

 

１９４．３億円

総資産

 

２４１．１億円

経常利益

 

１７．０億円

総資産経常利益率

７．３％

（経常利益）億円
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43.8
37.0 38.2

42.2 43.9

52.2

63.9

84.4

92.4

59.2

0

20

40

60

80

100

04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期

自己資本

Ｄ／Ｅ

％

自己資本比率・Ｄ／Ｅの推移（連結）
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自己資本比率

 
４０～４５％維持
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12 円 14 円 15 円15 円14 円

25.4 24.1
18.2 17.5

22.5

1.71.81.92.01.9

0

5

10

15

20

04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期

0

25

50

75

100

１株当たり配当 配当性向 純資産配当率

配当：円、純資産配当率：％ 配当性向：％

配 当 年間１５円（中間６円／期末９円予定）
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＜連

 
結＞
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12 円 14 円 15 円15 円14 円

46.1

26.4
22.0 22.5 20.7

1.92.02.02.21.9

0
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15
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04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期

0

25

50

75

100

１株当たり配当 配当性向 純資産配当率

配当：円、純資産配当率：％ 配当性向：％

配 当 年間１５円（中間６円／期末９円予定）
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＜単

 
体＞
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Ⅲ.０９／３期  見通しⅢ.０９／３期  見通し
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０９／３期の事業環境見通し

クレゾール誘導品

特殊ビスフェノール

ビフェノール

フォトレジスト材料

米国での競合メーカー

 との競争激化

自動車用途向け

 需要回復基調

ＩＴ関連機器

デジタル家電

国内需要堅調
製品価格値下げ

 圧 力

海外での需要堅調

原材料価格高騰
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０９／３期
 

通期業績見通し（連結）

０８／３期

金額 対売上比

売 上 高 19,430

経常利益 1,703 8.8％

当期純利益 767 3.9％

１ 株 あ た り

 当期純利益
66.80円

０９／３期

金額 対売上比 対前期比

21,930 +12.9％

1,800 8.2％ +5.7％

930 4.2％ +21.2％

80.97円

＜単位：百万円＞

-23-
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22.2
23.2

108.3

118.1

20.1

21.7

56.2
43.6

0

50

100

150

200

250

08/3期 09/3期

億円

高機能化学品

+9.0%

売 上 高（連結）

売 上 高

対前期比 +12.9%

変動要因

価格差 9.4億円

数量差 15.6億円

合 計 25.0億円

本州化学

194.3 219.3

その他化成品

+8.1%

高機能樹脂原料

+20.7%

Ｈｉ－Ｂｉｓ

コア製品の需要動向

ビフェノール

特殊ビスフェノール

フォトレジスト材料

クレゾール誘導品

-24-
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連結 個別 連結 個別

億円

08/3期 09/3期

対前期比率

 
連結：

 

+5.7%

 

本州：

 

+6.3%

経常利益（連結）

本州化学

Ｈｉ－Ｂｉｓ
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対前期比率

 
連結：+21.2%

 

本州：+12.9%

純 利 益（連結）
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本州化学

Ｈｉ－Ｂｉｓ

少数株主の持ち分
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経常利益：億円,

 

ＲＯＡ：%
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コア事業売上高 コア事業売上高構成比

(計画)

売上高：億円

190.1

194.3

219.3

コア事業売上高構成比：％

コア製品の強化・拡大
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Ⅳ.  今後の経営戦略  ＜２００８年度中期経営計画＞
 

Ⅳ.  今後の経営戦略  ＜２００８年度中期経営計画＞
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経営理念

企業活動を通して、社会の持続的発展、国民

 生活の福祉増進に貢献するとともに、お客様、

 従業員、株主および地域社会から真に信頼さ

 れる存在であり続ける。

目指すべき企業像

独自のフェノール誘導品合成技術をもとに他社

 が真似の出来ない製品を創出し、最高のサービ

 スにより提供するグローバル・

 

ファインケミカル・

 スペシャリスト

-31-

経 営 戦 略

１．法令および社会的規範を順守し、健全な企業

 活動を行う。
２．グローバルニッチなファインケミカル分野に事業

 領域を拡大する。
３．独自技術を開発・駆使し、市場ニーズに的確に

 応える製品を創出する。
４．安全優先、５S維持を徹底し、生産・現場力の

 強化を図る。
５．確実にPDCAサイクルをまわし、業務効率の向

 上、品質管理の徹底、コストダウンに努める。
６．『成長と自立』を目指すため、人材育成を促進

 する。

経営方針経営ビジョン

＜２００８年度（２００８－２０１１年度）中期経営計画＞
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経営目標（計数計画）

経常利益売 上 高

77 98

95
12622
26
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200

250
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350

2007 2011 2013

高機能樹脂原料 高機能化学品 その他化成品

194億円 250億円 300億円

0
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1,000
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2,000

2,500

3,000

3,500

2007 2011 2013

１７億円

２５億円

３０億円

２０１３年（創立１００周年）売上高300億円に向けて成長を図る

ＲＯＡ

 
10％

 
ＲＯＳ

 
10％



Copyright © 2008 Honshu Chemical Industry Co.,Ltd.

≪独自技術で未来を拓く Finechemical Specialist≫

-33-

事 業 戦 略

既存コア事業の強化・拡大

１．ビフェノール
プラント合理化による競争力強化および成長需要の取り込み

２．フォトレジスト材料
ⅰ

 

線事業の堅持および次世代（ＥＵＶ）向け技術の開発

３．クレゾール誘導品
川下展開強化および成長需要の取り込みによるリーディングカンパニーとしての地位堅持

４．特殊ビスフェノール
品揃え体制の構築による新規顧客開拓および用途開発による業容の拡大
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高機能ポリマー原料の開発
高機能イミド原料

高機能エポキシ樹脂原料

 
など

研究開発資源の投入拡大

新規事業の創出次期コア候補の育成・強化

１．ビスフェノールF
2008年2月

 

増強工事完工
（2,000ｔ/年

 

→

 

4,000ｔ/年）

２．感光性ポリイミド材料
拡大する需要の取り込み

３．精ＢＨＴ
2008年６月

 

製造設備新設工事完工

 2009年１月

 

事業開始※

※（株）エーピーアイコーポレーションより事業譲受け
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フェノール誘導品合成技術

ビフェノール 特殊ビスフェノール

クレゾール誘導品 フォトレジスト材料

感光性ポリイミド材料

ビスフェノールF

高機能ポリマー原料

精BHT

次期コア候補

新規事業候補

クレゾール誘導体 EUV

事業ポートフォリオの変革

既存コア事業
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